Polytechnicum
Marne la Vallée

DOSSIER DE CANDIDATURE — CONCOURS POLYSTART 2008

Dossier de candidature

Voici quelques conseils pour établir au mieux votre dossier :

* Lisez attentivement le réeglement du concours,
*  Décrivez votre projet en suivant le plan indicatif ci-joint.

Les projets «en émergence » se situent au stade de lidée ou de la préfiguration ; ils nécessitent d'étre
approfondis aux plans technologique, organisationnel, commercial et financier ; une phase de maturation et
d’élaboration du projet de 3 & 12 mois est indispensable avant d’envisager la création de I'entreprise. Le dossier
de participation (5 pages environ) comporte une courte description du projet, plus ou moins détaillée selon son
degré d’avancement, et un état des besoins et moyens jugés nécessaires a sa réalisation, en suivant le plan
indicatif ci-joint.

PLAN INDICATIF DU DOSSIER DE CANDIDATURE
(cing pages environ)

Description du projet
1. origine du projet,
2. description du produit, service ou procédé,
3. caractere innovant de la technologie,
4. liberté d’exploitation.

Marché visé
1. avantage concurrentiel,
2. informations sur la concurrence et le marché

Projet d’entreprise
1. équipe : fonction et rble respectifs du candidat et de ses partenaires dans la société
2. moyens techniques : besoins en locaux, en matériel...
3. moyens financiers: besoins financiers et financements envisagés (apport personnel,
emprunts, capital d’amorcage, aides publiques, etc.)
4. statut envisagé (EURL, SARL, SA,...)

Moyens nécessaires a la mise en ceuvre du projet (joindre des devis si possible)

1. études a réaliser (technologique, industrielle, commerciale, financiére, juridique...)

2. formation personnelle a apporter au candidat

3. partenariats
Tous les dossiers seront présentés sous forme dactylographiée, au format A4, non reliés, chaque
exemplaire dans une chemise.

Complétez la fiche d'identification et joignez votre curriculum vitee détaillé et s'il y a lieu, celui de votre
(ou vos) partenaire(s).

Complétez et signez la fiche d’engagement

Préparez 2 exemplaires (I'original et 1 copie non reliée)

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :
LUNDI 12 MAI 2008, dernier délai




Polytechnicum
Marne la Vallée

Fiche d’identification

Cadre réservé au jury :
DOSSIER N°:
Recu le :

IDENTIFICATION DU CANDIDAT — CREATEUR
(s’il s’agit d'une équipe de créateurs, seul I'un d’entre eux peut étre candidat ; joindre cependant le CV
des partenaires)

1 Nom :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :

2 Adresse personnelle :
N°téléphone : N°de fax :
Adresse électronique :

3 Situation professionnelle et/ou statut :

4 Formation (initiale et continue) :

5 Expérience professionnelle et de responsabilités : (joindre un CV détaillé)
(résumé des principaux emplois occupés — durées — responsabilités exercées) :

DESCRIPTION SUCCINTE DU PROJET, NON CONFIDENTIELLE
environ 100 mots
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Fiche d’engagement du candidat

CONCOURS DE PROJETS DE CREATION D’ENTREPRISE DE TEC HNOLOGIES INNOVANTES
DU POLYTECHNICUM DE MARNE LA VALLEE

Je soussigné(e),

Nom et prénoms,

Date et lieu de naissance

Résidant a

Candidat au concours 2008 de projets de création d’entreprises de technologies innovantes du
Polytechnicum de Marne la Vallée, certifie avoir pris connaissance du reglement du concours et
m’engage a en respecter toutes les clauses, et notamment, I'article 15.

Fait &, le,

Signature
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| Fiche d’engagement de confidentialité des membres d u jury

Je soussigné(e),

Nom et prénoms,

Date et lieu de naissance

Résidant a

Membre du jury du concours de projets de création d’entreprises de technologies innovantes du
Polytechnicum de Marne la Vallée, certifie avoir pris connaissance du reglement du concours et
m’engage a en respecter toutes les clauses et en particulier I'article 12 (confidentialité).

Fait &, le,

Signature




